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Sposob uwodorniania materjatow weglowych.
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Udzielono 19 maja 1936 r.
Picrwszenstwo: 11 listopada 1933 r. (Niemcy).

Przy uwodornianiu takich materjatow
weglowych, zdatnych do destylacji, jak we-
giel wszelkich rodzajow, smoty, oleje mi-
neralne i podobne, calkowicie lub czegscio-
wo uskutecznianem w fazie cieklej, usuwa
sie zwykle produkty reakcji wi postaci cie-
czy, gazu i par razem z naczynia reakcyj-
nego i rozdziela je w odpowiednim roz-
dzielaczu na produkty ciekle z jednej stro-
ny oraz gazowe z drugiej strony. Naogol
uskutecznia sie to rozdzielanie w tempera-
turze mozliwie najwyzszej w celu otrzy-
mania malej ilosci czeséci cieklej, zawiera-

jacej jeszcze stale skladniki. Zwlaszcza
przy katalitycznem uwodornianiu wegla
pozadana jest mala ilo$¢ sktadnikéow cie-
ktych, zmieszanych ze skladnikami state-
mi, poniewaz w ten sposéb zmniejsza sig
koszt oddzielenia czgséci oleistych od cze-
$ci stalych.

Przy zastosowaniu stosunkowo wyso-
kiej temperatury, panujacej w rozdziela-
czu, zachodzi niebezpieczenstwo, iz nasta-
pia dalsze niepozadane reakcje w czesci
cieklej. Zwlaszcza gromadza sie¢ w rozdzie-
laczu mniej lub bardziej state lub pélstale



Y prq;lukty ze skladnikéw ciektych, rozpry-
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musi byé ruchliwa i latwo splywaé. Musi
ona zachowaé powyzsze wlasciwosci réw-

£ shi a,n h i por ch. Pyzyczepiaja sie
ey qan, m w:le‘r?)eratura jest
b ‘.rb lbo P e*“ % temperaturze
kéji. Warunki tworzenia sie osadéw sa
sprzyja]a,ce. poniewaz zasadniczo przeni-
kanie wodoru do wspomnianych produk-
téw oddzielonych jest niemozliwe, a wsku-
tek tego nie istnieje mozliwo§é tworzenia
lzejszych produktéw cieklych. Powyisze
osady zmniejszaja stopniowo przestrzenie

robocze rozdzielacza, co moze nastapi¢ w

takim stopniu, iz przestrzern robocza roz-
dzielacza mie spelni swego zadania, i ra-
zem z produktami gazowemi i parami be-
da uchodzily produkty ciekle i stale.

Obecnie stwierdzono, iz przez sploki-
wanie $cian, do ktérych przyczepiaja sig
rozpryskiwane czasteczki, cieklym srod-
kiem osiaga sie stale rozciericzanie rozpry-
skiwanych materjatéow tak, iz pozostaja
one dosé ruchliwemi i moga splywaé wdél.
Jako ciecze splokujace mozna stosowaé
wszelkie ciecze, nieparujagce w warunkach
pracy i niedzialajace na produkty reakcji.

W procesie w mys$l niniejszego wyna-
lazku utrzymuje si¢ w rozdzielaczu cisnie-
nie, jesli ci$nienie stosuje si¢ do reakcji;
najlepiej jest utrzymywaé ci$nienie, zbli-
zone do ci$nienia reakcyjnego. Tempera-
tura, w rozdzielaczu jest wysoka i z reguly
nizsza od temperatury reakcyjnej nie wie-
cej, niz o 100°C, a najlepiej o 50°C.

Ciecz sptékujacq nalezy rozprowadzi¢
mozliwie réwnomiernie po calej powierzch-
ni §ciany, np. przy pomocy rozpryskiwa-
czy, poniewaz niezwilzona $ciana powodo-
walaby tworzenie si¢ stalych osadéw, kto-
‘re stopniowo rozszerzalyby si¢ réwniez na
powierzchnie zwilzane. Z tego powodu na-
lezy splokiwaé cieklym srodkiem réwniez
wizelkie urzadzenia, znajdujace sie¢ w
przestrzeni gazowej rozdzielacza i ogrza-
ne do wysokiej temperatury. Najlepiej wo-
géle nie wprowadzaé zadnych wewnetrz-
nych urzadzeri Pomadto ciecz splékujaca

‘niez przy zmianie warunkéw reakcji, po-

niewaz przy postgpowaniu na skale¢ tech-

" niczna, szkodliwe byloby, gdyby ciecz splé-

kujaca, nadajaca si¢ w pewnych warun-
kach, parowala np. przy wigkszem cisnie-
niu czasteczkowem wodoru albo w wyz-
szej temperaturze i wskutek tego nie spel-
nilaby swego celu przy zmanie warunkéw
reakcii. ,

Wreszeie ciecz splokujaca: oraz ciecz,
usuwana ze $cian, musza rozpuszczaé si¢ w
sobie.

Wszystkie te wymaga.ma zostaja spel-
nione w duzym stopniu, jesli ciecz splo-
kujaca wytwarza si¢ na $cianach rozdzie-
lacza z par wytwarzanego produktu przez
chtodzenie $cian. Osiaga sie przez to t¢ ko-
rzy$é, iz potrzebna ciecz osadza si¢ przez
skraplanie par na wszystkich potrzebnych
miejscach. Poniewaz w mys$l procesu ni-
niejszego utrzymuje sie powierzchnie $cian
chlodniejsza, niz wnetrze rozdzielacza, a
faza gazowa i ciekla sa w réwnowadze we-
wnatrz rozdzielacza, musi zawsze naste-
powa¢ skraplanie, a warstwa cieczy, w ten
spos6b utworzona, zwilza powierzchnig
$ciany. Z drugiej strony nie moze nastapi¢
wyparowanie zwilzajacej cieczy do sucha,
co mogloby naprzyktad nastapi¢, gdyby za-

- stosowaé obca ciecz zwilzajaca.

W celu osiagniecia latwego chlodzenia
ksztaltuje si¢ $ciany rozdzielacza mozliwie
prosto, np. nadaje si¢ im ksztalt cylin-
dryczny lub stozkowy, i (o ile to okaze sig
mozliwe] nie wprowadza si¢ wewngtrz-
nych urzadzen, jak przewodéw, do czesci
rozdzielacza, wystawionej na dzialanie
czasteczek rozpryskiwanych.

Chlodzenie osigga si¢ np. zapomoca
wezownic, umieszczonych po zewnetrznej
stronie $cian chlodzonych. Jako s$rodek
chtodzacy mozna stosowaé gazy, np. gazy,
krazace przy uwodornianiu pod ci$nieniem,



albo pary, np. par¢ wodna, albo ciecze, jak
wodg, olej i t. d.

Na rysunku uwidocznione jest urzadze-
nie do przeprowadzania procesu. Miesza-
nina produktéw gazowych, par i cieczy,
plynaca z naczynia reakcyjnego, wchodzi
przewodem ! do rozdzielacza 2 do jego
czesci stozkowej 3, w ktorej utrzymuje sieg
staly poziom cieczy. Rozdzielacz jest wy-
konany ze zwyklej stali, wylozonej stala
chromo-niklowa. W goérnej czesci rozdzie-
lacza, niewypelnionej ciecza, prowadzi si¢
wezownice chtodzaca 4 dookola rozdzie-
lacza po stronie zewnetrznej. Przez we-
zownice przeplywa s$rodek chlodzacy, np.
wodér, o takiej temperaturze, iz stale
skrapla sie na $cianie cienka warstwa cie-
czy z par, zawartych w rozdzielaczu, i,
sptywajac wdél, splokuje stale sciany roz-
dzielacza. Srodek chtodzacy wchodzi do
chlodnicy w miejscu 5 i wychodzi przez
wylot 6. Ciekla czesé¢ produktow reakcji u-
suwa si¢ z rozdzielacza dolnym wylotem

7, gazowe skladniki oraz pary — przewo- .

dem 8. Jesli koniecznos$é tego wymaga, np.
przy cieczach stosunkowo bogatych w
asfalty, chlodzi si¢ ciecz, zawarta w dol-
nej stozkowej czesci 3 rozdzielacza, i mie-
sza przez krazenie czesci cieczy. Rowniez
w tej czesci mozna osiagnaé¢ ochlodzenie
przy pomocy krazenia srodka chlodzacego.

Rozdzielacz, ktérego $ciany byly splo-
kiwane ciecza, skraplajaca si¢ wskutek
chlodzenia, nie wykazal po kilkomiesigcz-
nem dzialaniu osadéw mniej lub bardziej
stalych produktow skoksowania, podczas
gdy rozdzielacz tej samej wielkosci bez
chlodzenia i splékiwania musial byé¢ od-
stawiony w tym samym procesie po kilku
miesigcach wskutek znacznego zmniejsze-
nia przestrzeni roboczej stalemi osadami.

Niniejszy sposéb pozwala na przepu-
szczanie przez rozdzielacz bez zadnych
przeszkéd réwniez wrazliwych produktow
wysokoczasteczkowych. Ma to duze zna-
czenie, naprzyklad, w tym przypadku, je-

$li ciekle skladniki produktéw reakcji, o-
trzymywanych przy uwodornianiu wegla,
poddaje si¢ ponownemu. ywodornianiu- w
stanie cieklym w! drugiem naczyniu. W tym
przypadku stezenie asfaltow. -w cieklych
produktach reakcji jest bardzo duze, tak
iz wzrasta réwniez niebezpieczenstwo ko-
ksowania - si¢ .produktéw rozpryskiwanych
w rozdzielaczu za drugiem naczyniem re-
akcyjnem. Chlodzenie i sptékiwanie $cian
rozdzielacza usuwa niebezpieczenstwo ko-
ksowania si¢ i umozliwia prowadzenie pro-
cesu sposobem ciaglym w taki sposéb, iz
ciekte skladniki produktu reakcyjnego z
drugiego naczynia reakcyjnego posiadaja
duza zawarto§é statych sktadnikéw, dzieki
czemu osiaga si¢ uproszczenie i ulatwienie
przerébki osadow. |

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb, uwodorniania materjalow
weglowych, zdatnych do destylacji, przy
ktérym za naczyniem reakcyjnem umie-
szcza si¢ rozdzielacz w celu oddzielenia
par i gazéw od czesci cieklej oraz ewen-
tualnie obecnych czesci stalych, znamien-
ny tem, ze $ciany rozdzielacza sptéokuje sie
ciecza w tej czesci, w ktérej rozdzielacz nie
jest wypelniony ciecza, oraz mozliwie réw-
niez inne jego wewnetrzne czesci.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Zze temperature $cian rozdzielacza
oraz ewentualnych czgsci wewngtrznych u-
trzymuje si¢ ponizej temperatury produk-
tow, przechodzacych przez rozdzielacz,
przy pomocy srodka chlodzacego.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 2, zna-
mienny tem, Ze w rozdzielaczu utrzymuje
si¢ ci$nienie, zblizone do ci$nienia w na-
czyniu reakcyjnem.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 3, zna-
mienny tem, Ze temperature¢ rozdzielacza
utrzymuje si¢ nie wigcej, niz o 100°C niz-
sza od temperatury w naczyniu reakcyj-
nem, najlepiej nie wigcej niz o 50°C nizsza.



5. Rozdzielacz do wykonywania spo- dzacy, umieszczong po zewngtrznej stro-
sobu wedlug zastrz. 1 — 4, znamienny nie $cian chlodzonych.

tem, ze jego sciany maja ksztalt prosty,
np. cylindryczny lub stozkowy, i jest po-

International

zbawiony wewnetrznych urzadzen. Hydrogenation Patents

6. Rozdzielacz wedlug zastrz. 5, zna-

Company Limited.

mienny tem, ze jest zaopatrzony w wezow- Zastepca: Inz. F. Winnicki,

nice, przez ktéra przechodzi srodek chlo-
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Druk L. Boé@z\!‘aﬁskiego i Ski, Warszawa.

rzecznik patentowy.
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